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[57]申請專利範圍
1.　一種抗混凝劑沉澱結晶之裝置，包含：一混凝劑儲存槽，該儲存槽用來儲放混凝劑；及
一電磁設備，其包含一第一電磁產生線路，該第一電磁產生線路環繞於該混凝劑儲存槽

的外周圍；當該電磁設備啟動後，該第一電磁產生線路會產生電磁能量以磁化該混凝劑

儲存槽內的混凝劑。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之抗混凝劑沉澱結晶之裝置，其中該混凝劑儲存槽連接一輸
送管線用以輸送混凝劑，該電磁設備更包含一第二電磁產生線路，該第二電磁產生線路

環繞於該輸送管線的外周圍；當該電磁設備啟動時，該第二電磁產生線路會產生電磁能

量以磁化該輸送管線內的混凝劑。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之抗混凝劑沉澱結晶之裝置，其中該電磁設備為低頻與低功
率的電磁設備。

圖式簡單說明

第一圖：係本創作抗混凝劑沉澱結晶之裝置的示意圖。

第二圖：係利用感應耦合電漿儀對三樣品(初始、編號 1、編號 2)進行上層液的總鋁分析
之示意圖。

第三圖：係利用 Ferron逐時螯合比色法對三樣品(初始、編號 1、編號 2)進行聚合鋁分析
之示意圖。
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